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PATENTE DE INTRODUCCIOXN

a favor de
LA SEDA DE BARCELONA, S. A. =~ de nacionalidad espafiocls - domiciliae
ds en Avdac José Antonio Primo de Rivera, n? 654, BARCELONA,

-

por
"Prooedimiento para limpiar, sin deteriorarlcs, aparatos ensucisdos

por un polidster 6 mexolas de polidsteres fundidos".

so0oz

Yemories descriptive .

La:. presente patente se refiexe a wn prooedimiento para lime
piar, sin deteriorarlos, aparatos ensuciados por un polidster 6 mesclas
de poliésteres fundidos, particularments pox una mass fundida de U Pow
li(tereftalato de etileno), asl como tambien los accesorios y plezas de
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estos aparatos, de metal & de otro material, tsles como las toberes
de hiletura, las bombas de hilar, los tornilles sinfin de transyorte,
los bloques de khileras, las parrillas de fusidn, los recipientes, etc.
En la febricacitn de articulos modelados artificiales & partir de po-
1i(tereftalato de etileno), lee piesas metélices utilizedas deben lin-
plarse periddicamente al cabo de wmn tienpo determinado. I.a:;s piesan
metdlices tales como las itoberas & las bombas de hilar, se ensucian yg
ses por la mase fundids de poli(tereftalate de etileno) puro, & por
enta mama en parte fuertemente desoompuesta ¥y por conéiguiente, de
color obscurc debido s la accidn del oxigeno del aire.

Le limpiesa de las piesas metdlicas se efectila ya sea DOT que-
nedo al rojo obscuro, & por iratamkento con acido nitrico hixvients, &
ain por masas de ssles de acoidn oxidente & temperaturss relativamente
elevadan.

Tambien se lleva a osbo la limpiesa de las piesas metdlicas en
wn autoolave utilizando lej{as sloalinas, agua & metanol a temperatu~
Tas elevadas,

Mends, es ya oonocido que los polissteres puros pueden descom-
ponerse por oslentamiento con el glicol utilizado en su fabricaciodn,
de forma que los reoipientes, las oonducciones y las oiras instalaciow
nes ensuciadas por la masa fundida de poliéster puro, pueden limpiarse
de esta manera.

Sin embargo, s6lo pueden pometerse a la limpiesa, oon la ayuda
del aoido nitrico O de sales, las piezes metilicas fabricadas con ace~-
ro8 especiales O mejorados; y= que, de lo oentrario, estos dos proce-
dirientos no pueden llevarse a cabo sin peligro.

Ias piezas metaliocas que se han limpiado por quemado, deben
aometeraé, antes de enjuagarlas com agua para eliminax ioa residuos
carbonizsdos, a una limpiesa meoanics suplementaria. En el transour-

so del tiempo, todes las piesas metdlicas, pero mobre todo las toberas
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Y las bombas de hilar que se han limpiado por quemado & por tratamienw
to oon acido nftrico & oon bafios de sales, presentan fendmenos de 0o-
rrosion pronunciados gque hacen imposible su utilixacidn pars la fabri-
ceoidn, por ejemplo, de fibras ¢ hilos.

El prooedimiento de limpiezs con autoolsve utiliszsndc leifiss
sloalinas, agua O metanol, exige, sl igual que el procedimiento de ques
mado, una limpiesa suplementaria para eliminer los residuos bajo forma
de producto residusl de Moracking” 6 bajo forma de producto de descome
posioidn, tal como el doido tereftalico & el tereftalsto de dimetile.
Frecuentenmente no es posible la eliminaocidn total de estos residuos;
ezpecialuente, las toberas de hilar de formas complicadas, empleadas
e la fabricacidén de fibras & filamentos de perfil lleno & lhmeoo, no
pueden limpiarse convenientemente por los procedimientos conooidos y
8l lo son es & expensas de su duracion.

Bl procedimiento conooido para la eliminacidn de masas fundi-
das de poliéster por oslentamiento oom glicoles no consigue limpiar,
por ejemplo, las piesas metalioas ensuoiadas ypor reaiduos de poliés-
ter modificados por la acoion del oxigeno y en parte descompuestas o
retiouladas, y no ofrece tampoco la posibilidad de eliminar las masas
fundidas de poliésteres mixtos.

La presente patente me refiere & un prpoedimiento seguro, mus-
ve y econdmico para le limpieza total de piezas metilicas de todas
clases, ensucisdas por masas fundidas de poliéster & de poliesteres
mixtos, descompuestos y/6 modifioados.

Segin el procedinmiento de 1s presente patente, para conseguir
ung limpiesa susve, los aparatos snsuciados por masas fundidas de poe
lisster especialmentes por una masa fundida de poli(tereftslato de etie
leno), asfi como los mocesorios metalicos & de otro'utorlal, se tre-
tan oon glicoles & temperaturas elevaies, bajo presidn & a la presiin

normal, de forms que las piesas ensuociades por las masas fundidas de
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polidster & de poliésteres mixtos,$ to puros oomo modificados quimim
camente a base de acido tereftalioo, se tratan con alcoholes alifati-
cos & aromaticos polivalentes, que no han de ser obligatoriamente de
log utilizgados pars la fabricacidn de dichos poliéster o polissteres
mixtos, hasta que el poliéster & poliéster mixto, tanto puro como mo-
dificado quimicamente, hays sido descompuesto en productos que sean so-
lubles a presion normal en el alookol utiligado, despues de lo oual las
piesas se enjusgan con agus y/6 con un alochol apropiado y seguidsmen
te se secan. .

El progreso técnico del procedimiento de esta patente reside
en el hecho de que puede eliminarse de estos aparatos metalicos 6 de
otros materiales, por ejemplo de vidrio, de ceramica & de un material
plastico resistente, no sdlo las masas fundidas de polisster, tales co-
mo las masas de poli(terefialato de etilenc) & de poli=/T,4~bis-(hidro-
ximetilo)-oiolohexang/, sino tambien las masss fundides de polidsteres
mixtos tales como las que contienen, por ejemplo, acido isoftalioo &
doido p-oximetilbenzoico bajo una forms pura 6 quimicamente modificads.

El procedimiento no se limiia #0610 a la utilizacidn de glico-
les que #e hgyan utilizado en la fabricaoidn de diokos polidsteres.
Utiligando el procedimiento de la presente patente, ya no se producen
fendmencs de corrosidn y de oxidacidn, no es necesaria ninguna limpie=
za mecanios suplementaria, y 1los aparatos, acoesorios y piesas de di-
chos aparatos tratados, tienen una duracidn bastante mayor que los que
se limpian por los procedimientos hesta ahora olasicos. El procedi-
mente puede ponerse en practica de una forma simple y sin peligro, obw
teniéndose con seguridad una limpiesze totaly tambien los dispositivos
de formas complioadas teles oomo las toberas de hilatura para la fabriw
cacidn de hilos de perfiles llenos y huecos, pueden limpiarse apropiam
damente sin ningin inconveniente.

Era imprevisible gue hasta los polidsteres simples o mixtos
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Modificados quimicamente, es decir, por ejemplo, descompuestos & reti=
culados, pudieran ser eliminados de cualquier piess mediante el proce=
dimiento de la presente patente. FEllo tiene ung ikportancia capital,
por ejemplo, precisamente para la limpiesa de las toberas y las bombas
de hilatura, ya que son particularmente los productos de descomposim
cion resinosos, de color obscuro, que se forman en el transcursc del
proceso de hilatura en los sitios accemibles al oxigeno del aire y que
dafian la capacidad de utilizacidn de las bombas, toberas y oiros aps-
ratos de hilatura empleados, los que reducen la calidad de los hilos &
hilar y hacen sbsolutamente necesario en primer lugar, una limpiesa re-
gular,

Los alooholes utilissdos varias veces, yueden purificarse, gene-
relmente por destilacidn y luego Tecuperarse.

El procedimiento de la presente patente se ilusira por los ejeme

plos siguientes dados & titulo no limitativo.

HEFO 1

Las piezas a limpiar se introdujeron en wn autoclave. Imego se
introdujo suficiente etileno~glicol para recubrir las plesas metalioas.
El autoclave cerralo se oalentd a 260 2C durante dos horas (a la presidn
de wsis atmisferas). Despues de una disminucidn de la tenperaturs a
menos de 190 2C (autoclave min presidn), se retind ek material tratado,
se enjuagd oon agus caliente & oom un aloohol y luego se secd. Los apee
ratos quedaron aptos para ser utilizados nuevamente y habian moﬁyond.o

su brillo metalico.

EJENFIO 2

I T BRI 5
Como en el ejemplo 1, la limpiesza se hizo con dietilenoglicol
(punto de ebullicidn comprendido entre 244 y 245 %C) a la misas tempe-

ratura (presifn de dos a tres aimdsferas). El rendimiento fue el misw
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mo que el del ejemplo 1.

EJEMFIO 3

PR ——
Las piesas metdlicas a limpiar se colocaron en un reoipiente
provisto de wn refrigerante a reflujo, el recipiente contenia trieti=
leno-glicol (hirviendo a 290 9C) & glicerine (hirviendo a 290'6 ¢C).
Se hizo hervir a reflujo durax;te uns & dos hoéa.s. Seguidanmente ias
piezas metdlioas se retiraron, se enjuagaron oom agua & oon un aloohol
¥ luego se gecaron. Los aparstos quedaroh iguslmente aptos para ser

utilizadog y hebien reouperado su brillo metilico.

Se reivindica como objeto de la presente patente 3

l. = Procedimiento para limpiar, sin deteriorarlos, aparatos
ensuciados por un polidster & mezclas de poliésteres fundidos, particu-
larmente por wns mass fundida de un poli(terefislato de etileno), me-
diante el empleo de gliocoles a temyemtuia.s olevadas bajo presién & a
la presién normal, ocaracterizado en que las piezas ensuciadas por les
masas fundidas de polidster 0 de poliésteres mixtos, tanto ypuros como
modificados quimicamente, a base de acido terefiazlioco, me iratan por
alooholes alifaticos & aromdticos polivakentes, que no han de haber si=-
do usados obligatorismente pars la fabricacion de tal polidster & poli=
ésteres mixtos, hasta que el poliéster & el poliéster mixto, tanto =i
es puro ocomo modificado guimicamente, se haya descompuesto en productos
solubles a la presidén normal en el aloohol, despues de lo cual se lavan
oon agua © aloohol y se gecan seguidamentes.

2. ~ Procedimisnto para limpiar, sin deterioxrsrlos, aparatos
ensuoiados por un poliéster 6 mezolas de polifsteres fundidos.

Esta memoria consia
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